
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0027141

(51)8
G02B 5/30; B32B 7/02; G02F 1/1335; 
H05B 33/02; G09F 9/30; H01L 27/32; 
H01L 51/50; B32B 27/36; G02F 1/13363

(13)  B

(21) 1-2018-02832 (22) 25/11/2016
(86) PCT/JP2016/085028 25/11/2016 (87) WO 2017/094623 A1 08/06/2017
(30) 2015-235578 02/12/2015 JP
(45) 25/01/2021   394 (43) 25/09/2018   366A
(73) NITTO DENKO CORPORATION (JP)

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan
(72) SUMIMURA Hiroshi (JP); TAKEDA Kentarou (JP); IIDA Toshiyuki (JP).
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)

(54) TẤM ÉP QUANG HỌC VÀ THIẾT BỊ HIỂN THỊ HÌNH ẢNH
(57)  Sáng chế đề cập đến tấm ép quang học có chức năng chống phản xạ tốt kể cả bao gồm 
nền có tính dị hướng quang học (sau đây đôi khi được đề cập đến là "nền dị hướng"). Tấm 
ép quang học theo sáng chế bao gồm, theo thứ tự sau: tấm phân cực bao gồm lớp phân cực 
và lớp bảo vệ được bố trí trên ít nhất một phía của lớp phân cực; lớp làm chậm; lớp dẫn 
điện; và nền, trong đó nền có độ làm chậm trong mặt phẳng Re(550) lớn hơn 0 nm, và 
trong đó góc được tạo nên bởi trục làm chậm của nền và trục làm chậm của lớp làm chậm 
là từ -40° đến -50° hoặc từ 40° đến 50°.
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